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Wszyscy uczestnicy postepowania

W nawigzaniu do prowadzonego postepowania na dostawe spektrometru ICP OES dla
laboratorium Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow z siedziba w Lublinie.

Pytanie 1

Czy Zamawiajacy dopuszcza spektrometr ICP-OES z podwdjnym systemem niejednoczesnej
obserwacji plazmy ? Przy jednoczesnym pomiarze z obserwacja pionowa i poziomg zakres
spektralny spektrometréw ICP-OES jest ograniczony ponizej 500 nm i pozwala jedynie na
oznaczanie trzech pierwiastkow: sodu, potasu i litu. Do wykonania oznaczen zgodnych
z normg PN-EN 71-3+Al1:2014-12 i SIWZ nie jest wymagany spektrometr ICP-OES
z podwojnym systemem jednoczesnej obserwacji.Z powodzeniem oznaczenia wspomnianych
pierwiastkow mozna przeprowadzi¢ na spektrometrze ICP-OES z podwdjnym systemem
niejednoczesnej obserwacji plazmy w takim samym czasie i zakresie.

W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy informuje, iz Zamawiajacy dopuszcza
spektrometr ICP-OES z podwojnym systemem obserwacji plazmy, gdzie odczyt dla
obserwacji radialnej i osiowej odbywaja si¢ niejednoczesnie, ale wymagane jest, aby oba
tryby obserwacji mogty by¢ zastosowane w ramach jednego cyklu pomiarowego oraz zeby
przetaczanie sposobu obserwacji odbywalo si¢ w sposOb automatyczny, zapisany
w parametrach metody.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiajacy dopuszcza spektrometr z generatorem
polprzewodnikowym o mocy regulowanej w zakresie 750-1500W 1 optymalizowanej
w przypadku obserwacji podwojnej na 1350W.

W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza spektrometr
z generatorem potprzewodnikowym o mocy regulowanej w zakresie 750-1500 W.

Pytanie 3
Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiajagcy wymaga spektrometru z podwdjnym:

aksjalnym i radialnym systemem obserwacji palnika poziomego?

W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy informuje, iz wymaga spektrometru
z podwojnym: aksjalnym i radialnym systemem obserwacji plazmy.
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Pytanie 4

Prosimy o wyrazenie zgody na ofert¢ na spektrometr z mozliwos$cig
rejestracji widm z obu podgladow plazmy, pionowego i poziomego w dwoch niezaleznych
etapach.

W kazdej opracowanej metodzie pomiarowej, zbieranie danych pomiarowych odbywa si¢
w sposob zdefiniowany przez uzytkownika, ktory przed pomiarem decyduje o sposobie
zbierania podgladu plazmy — podglad poziomy, podglad pionowy lub oba podglady jeden po
drugim.

Pomiar z podgladu poziomego oraz pionowego w dwoch oddzielnych krokach jest
pomiarem czulszym niz pomiar jednoczesny. Wynika to z faktu, ze czuto$¢ oznaczania stgzen
przy réwnoczesnym sposobie pomiaru w podgladzie aksjalnym jest zmniejszona dla
pierwiastkow, ktorych linie analityczne sa w zakresie fal dluzszych niz 500 nm., za$§ dla
rownoczesnego pomiaru radialnego mamy do czynienia ze spadkiem czutosci dla pomiaru
linii analitycznych w zakresie fal krotszych niz 500 nm.

Dalszy cigg pytania moze wskazywac zZrodto zapytania.

W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy informuje, iz wyraza zgode na oferte na
spektrometr ICP-OES z podwojnym Systemem obserwacji plazmy, gdzie odczyt dla
obserwacji radialnej i osiowej odbywajg si¢ niejednoczesnie, ale wymagane jest, aby oba
tryby obserwacji mogty by¢ zastosowane w ramach jednego cyklu pomiarowego oraz zeby
przelaczanie sposobu obserwacji odbywato si¢ w sposdb automatyczny, zapisany
w parametrach metody.

Pytanie 5
Czy wyrazaja Panstwo zgod¢e na dostarczenie dodatkowego nierozbieralnego
palnika  plazmowego  zamiast  dodatkowej  rurki  centralnej  jako  czeSci
zamiennej?

Dalszy cigg pytania moze wskazywa¢ zrodlo zapytania.

W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy informuje, iz wyraza zgode¢ na
dostarczenie dodatkowego nierozbieralnego palnika plazmowego zamiast dodatkowej rurki
centralnej jako czg$ci zamienne;.

Majac na uwadze powyzsze odpowiedzi na pytania Zamawiajacy wprowadzil
nastepujace zmiany w Szczegolowym opisie przedmiotu zaméwienia (Zalacznik Nr 1 do
SIWZ):
1. dotychczasowy zapis: plazma z podwoOjnym systemem jednoczesnej obserwacji
w trybie pionowym ( aksjalnym) i poziomym (radialnym)

Otrzymuje brzmienie:
plazma z podwdjnym systemem obserwacji w trybie aksjalnym i radialnym

2. dotychczasowy zapis: potprzewodnikowy generator dzialajacy z czestotliwos$cig
minimum 25 MHz i mocy w zakresie minimum 1200-1600 W chtodzony woda

Otrzymuje brzmienie:
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polprzewodnikowy generator dziatajgcy z czestotliwoscig minimum 25 MHz i mocy w
zakresie minimum 1200-1500 W chiodzony wodg,

3. dotychczasowy zapis: rurka centralna palnika — 1 szt.
Otrzymuje brzmienie:
rurka centralna palnika lub dodatkowy nierozbieralny palnik plazmowy — 1 szt.

Powyzsze odpowiedzi stanowig zmiang tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia
1 stanowiag jej integralng cze$¢, jednakze ich uwzglednienie w ofertach nie wymaga
dodatkowego czasu, w zwigzku z czym dotychczasowy termin sktadania oraz otwarcia ofert
nie ulega zmianie. Oferty nalezy sktada¢ do dnia 15 wrze$nia 2015 r. do godz. 11:00.
Termin otwarcia ofert 15 wrze$nia 2015 r. godz. 11:30.

Jednoczes$nie informuje, iz na stronie internetowej Zamawiajacego zostal zamieszczony
aktualny Zalacznik Nr 1 do SIWZ uwzgledniajacy wszystkie dokonane zmiany.

Zastgpujaca Dyrektora Generalnego Urzedu

Matgorzata Tomczak
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